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(57) Abstract: The invention relates to 
a reflector for a lamp comprising a high 
pressure discharge luminous element, the 
outer surface of said reflector being coated 
with at least one polymer Said coating 
contains at least one fluoropolymer. The 
thickness of the layer of the polymer is 
between 5 and 200 pm. The invention 
also relates to a method for producing 
a coated reflector, said reflector being 
coated with layers of powder or according 
to a dipping method or a sprajing 
method, and then thermally aftertreated. 
Furthermore, the invention relates to the 
use of a reflector in projection appliances 
and in valuable optical devices, for data 
projection as a projector and for other 
illamination purposes. 

(57) ZusammenflassuDg: Die vorliegende 
Erfindung betrifift einen Reflektor fUr eine 
Lampe mit einem Hochdruck-Entladungs- 
Leuchtkdrper, wobei die Aussenflache des 
Reflektors mit mindestens einem Polymer 
beschichtet ist Die Beschichtung enthalt 
mindestens ein Fluorpolymer. Die Schichl- 
dicke des Polymers betnigt 5 ^im bis 200 



Jim. Weiter betrifift die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Reflektors, wobei der Reflektor 
schichtweise pulverbeschichtet oder im Tauch- oder Spritzverfahien beschichtet und thermisch nachbehandelt wird. Schliesslich 
betnflt die vorliegende Erfindung die Verwendong eines Reflektors zum Einsatz in ProjektionsgerSten und in wertvollen optischen 
Einrichmngen zur Datenprojektion als Scheinwerfer und anderen Beleuchmngszwecken. 
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Reflektor ohne Beluftungsoffnungen, Verfahren zur Herstellung 
desselben und Verwendung des Reflektors 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Reflektor, bei dem kein Licht aus Beluf- 
tungsschlitzen austritt und bei dem die Gerauschentwicklung stark ver- 
ringert wird, femer ein Verfahren zu seiner Herstellung und seiner Ver- 
wendung. 

Die Reflektoren besitzen Im Allgemeinen eine elliptische, parabolische 
Oder kegelschnittahnliche Grundkontur. Sie konnen Glas oder Glas- 
Keramik als Substrat enthalten. Als Lampen warden Gasentladungs- 
leuchtkdrper venA^endet; diese stehen unter einem hohen Innendruck 
von bis zu 2*10^ hPa. Sie haben zwar zahlreiche technologische Vortei- 
le. jedoch ist ihre Lebensdauer durch thermochemische Einflusse be- 
grenzt. Im allgemeinen liegt die Lebensdauer in der GroBenordnung 
von 2000 Stunden. Ein gravierender Nachteil solcher Leuchtkdrper be- 
steht darin, dass am Ende ihrer Lebensdauer ihre Zerstorung durch 
eine Explosion eintritt. Durch die Explosion des Leuchtkorpers wird der 
Reflektor so stark beschadigt. dass Glasspiitter umherfliegen und eine 
erhebliche Gefahr verursachen. Durch die Explosion konnen wertvolle 
optische Komponenten und Bauteile beschadigt werden. Zur Vermei- 
dung der Splitterbildung sind Reflektoren mit groBer Wandstarke herge- 
stellt worden. Die Wandstarke betragt mehr als 4 mm. Durch die hohen 
thermischen Belastungen treten bei diesen Reflektoren Wamiespan- 
nungen auf, die wiedemm zu Bnjch fuhren. Die Erhohung der Wand- 
starke bringt keine befriedigende Losung. 
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Bei herkSmmlichen Reflektoren tritt Licht aus Beluftungsschlitzen. was 
sich storend auswirkt. Urn die Beliiftungsschlitze klein zu halten, mus- 
sen Ventilatoren bereitgestellt warden. Das Betreiben der Ventilatoren 
ist mit Gerauschbelastigung verbunden. 



Aus der DE 37 23 245 C2 ist ein Reflektor bekannt, welcher als Spie- 
geltrager einen Sandwichaufbau aufweist. Der Kern besteht aus einem 
flexiblen Leichtbaukorper auf welchen. urn sine formstabile Struktur zu 
scliaffen, auf der Vorder- und Ruckseite Kunststoffplatten befestigt sind. 
Auf der Innenseite kann weiterhin als ebene Unterlage fur einen refiek- 
tierenden Rim oder eine reflektierende Folie ein fiartes und glattes 
Substrat beispielsweise aus Glas Oder Metall angebracht werden. Ein 
solcher Spiegeltrager ist in seiner IHerstellung relativ aufwendig und 
kostenintensiv und von der Form her eher instabil. Eine AuBenbe- 
schiclitung zur Vermeidung der Splitterbildung bei einer Explosion des 
Leuchtkorpers oder auch einer AuBenbeschichtung zur Vermeidung 
von LIchttransmission durch den Spiegeltrager ist hier nicht erforderlich. 

Aus der DE 44 26 843 A1 ist die Venwendung von Fluorpolymer als 
Werkstoff bekannt. Aufgabe ist hier die Bereitstellung eines elektrischen 
Substratmaterials mit hoher Dieelektrizitatskonstante und niedrigem 
Wannekoeffizient der Elektrizitatskonstante als Trager von Mikrowel- 
ienschaltungen. Hierzu wird das Fluorpolymer als Matrix neben ver- 
schiedenen moglichen Keramikpulvern auch mit Hartglaspulver zu ei- 
nem Fluorpolymer-Keramikverbundwerkstoff vermischt. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen Reflektor aus Glas Oder 
Glaskeramik bereitzustellen, bei dem kein Licht aus Beluftungsschlitzen 
austritt und keine Kuhlung durch Ventilatoren erforderlich ist, ferner der 
Reflektor stabil bleibt bei einer explosiven Zerstorung des Leuchtkor- 
pers, ferner ein Verfahren zu seiner Herstellung und zu seiner Venwen- 
dung anzugeben. 
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Die Aufgabe der Erfindung wird durch einen Reflektor gemal3 Anspruch 
1 gelost. ein Verfahren zur Herstellung des Reflektor ist durch Anspruch 
8 gegeben und seine Verwendung durch den Anspruch 1 1 . 

GemaB der Erfindung wird ein Reflektor der eingangs genannten Art mit 
einer Beschichtung versehen. Die Beschichtung besteht aus einem Po- 
lymer, das hochtemperaturbestandig ist und das eine uber den Reflek- 
torumfang zusammenhangende Schicht bildet. Dabei braucht nicht un- 
bedingt die gesamte Reflektoraul3enflache von der Polymerschicht be- 
deckt zu seln. Es kann auch genugen, einen Polymerschichtring urn 
den Reflektor zu legen, der sich - in axialer Richtung des Reflektors 
gesehen - uber den notwendlgen Teil der Reflektorflache hinweg er- 
streckt. Durch die nichttransparente Schicht wird verhindert, da8 Licht 
durch Beluftungsschlltze austritt. Es werden auch weniger oder kleine 
Ventilatoren bendtigt, wodurch die Gerauschentwicklung verringert wird. 

Die Polymerschicht enthalt insbesondere ein Fluorpolymer. Fluorpoly- 
mere haben sich als besonders temperaturbestandig enA^iesen. Bei ei- 
ner Explosion wird durch das Fluorpolymer das Herumfliegen von Split- 
ter vermieden. Die Fluorpolymerschicht halt dem starksten Explosions- 
druck stand. 

Die nichttransparente Schicht enthalt mindestens einen der nachfol- 
genden Bestandteile, wie Lack, Primer oder Polymer. Durch Spritzen 
oderTauchen wird eine nichttransparente Schicht von etwa 5 pm bis 30 
pm aufgebracht. Die Schicht hat eine Dichte, die Austreten des Uchtes 
verhindert. 

Die ursprungliche Funktion des Reflektors, namlich die Infraroten Strah- 
len seittich herauszufuhren, wird durch die Fluorpolymerschicht in kei- 
ner Weise beelntrachtigt. Der aufgrund dieser Funktion so genannte 
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Kaltlichtreflektor kann wie vorgesehen verwendet werden. Der auBen- 
beschichtete Kaltlichtreflektor hat somit eine groBe wirtschaftliche Be- 
deutung. 

Die Polymerschichtdicke betragt von 5 pm bis 200 pm, bevorzugt von 
50 pm bis 180 pm und besonders bevorzugt von 80 pm bis 170 pm. Bei 
den nicht explosionsgefahrdeten Berelchen genugt eine Schichtdicke 
bevorzugt von 35 pm bis 50 pm. In Bereichen, die explosionsgefahrdet 
sind, betragt die Schichtdicke bevorzugt von 120 pm bis 170 pm. Der 
Hals des Reflektors ist vorzugsweise nicht beschichtet. 

ErfindungsgemaQ ist ein Verfahren zur Herstellung eines beschichteten 
Reflektors vorgesehen, wobei der Reflektor mit mindestens einer nlcht- 
transparenten Schicht beschichtet und anschlieBend schichtweise pul- 
verbeschichtet und thermlsch nachbehandelt wird. 

ErfindungsgemaB ist alternativ ein Verfahren zur Herstellung eines be- 
schichteten Reflektors vorgesehen, wobei der Reflektor mit mindestens 
einer nichttransparenten Schicht beschichtet und anschlieBend im 
Tauch- Oder Spritzverfahren beschichtet und thermlsch nachbehandelt 
wird. 

Bei dem Verfahren nach Anspruch 10 wird eine nichttransparente 
Schicht auf die AuBenflache aufgetragen,die mindestens einen der fol- 
genden Bestandteile enthalt,wie Lack, Primer oder Polymer.Diese Be- 
standteile lassen sich wirtschaftlich und umweltschonend verarbeiten 
und fuhren im Hinblick auf die Nichttransparenz zu sehr guten Ergeb- 
nissen. 

ErfindungsgemaB Ist die Verwendung eines Reflektors zum Einsatz in 
Projektionsgeraten und In wertvollen optlschen EInrlchtungen zur Da- 
tenprojektion als Schelnwerfer und anderen Beleuchtungszwecken vor- 
gesehen. 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 
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EIn Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird anhand einer Zeichnung 
naher eriautert. Die Zeichnung besteht aus Figur 1 und FIgur 2. Figur 1 
zeigt einen beschichteten Reflektor (1). Figur 2 zeigt einen Schnitt pa- 
rallel zur Achse A-A durch den Reflektor (1). Der Reflektor (1) weist als 
Substrat (2) Glas oder Glaskeramik auf. Das Substrat (2) ist mit einem 
nichttransparenten Primer (3) beschichtet. Der Primer (3) hat die Auf- 
gabe eine nichttransparente Schicht zu bilden und als Haftvermittler 
zwischen dem Substrat (2) und dem Polymer (4) zu wirken. Das Poly- 
mer (4) wird auf den Primer (3) aufgebracht. 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 
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Patentanspruche 



1 . Ref lektor aus Glas (2) Oder Glaskeramik fiir eine Lampe, wo- 
bei die AuBenflache des Reflektors (1) mit mindestens einer 
nichttransparenten Schlcht (3) und mindestens einem Poly- 
mer (4) beschichtet ist. 

2. Reflektor nach Anspruch 1 , wobei das Polymer (4) ein Fluor- 
polymer enthalt. 

3. Reflektor nach Anspruch 1 oder 2, wobei die nichttransparen- 
te Schicht (3), ein oder mehrere der nachfolgenden Bestand- 
teile aufweist, wie Lack, Primer oder Polymer enthalt. 

4. Reflektor nach einem der Anspnjche 1 bis 3, wobei die 
Schtchtdicke des Polymers (4) 5 |jm bis 200 pm betragt. 

5. Reflektor nach Anspruch 4, wobei die Schlchtdicke des Po- 
lymers (4) 50 pm bis 1 80 pm betragt. 

6. Reflektor nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Schichtdicke 
des Polymers (4) 80 pm bis 170 pm betragt. 

7. Reflektor nach einem der Anspruche 1 bis 6. wobei der Hals 
des Reflektors (1) nicht beschichtet ist. 

8. Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Reflektors 
nach einem der Anspnjche 1 bis 7, wobei der Reflektor (1) 
mit mindestens einer nichttransparenten Schlcht (3) be- 
schichtet und anschlieBend schichtweise pulverbeschlchtet 
und thermisch nachbehandelt wird. 
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9. Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Reflektors 
nach einem der Anspruche 1 bis 7, wobei der Reflektor (1) 
mit mindestens einer nichttransparenten Schicht (3) be- 
schichtet und anschlieBend im Tauch- oder Spritzverfahren 
beschichtet und thermisch nachbehandelt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 Oder 9. wobei die nichttranspa- 
rente Schicht (3), einen oder mehrere der nachfolgenden Be- 
standteile enthalt, wie Lack, Primer oder Polymer. 

11. Ven/vendung eines Reflektors nach einem der Anspruche 1 
bis 7 zum Einsatz in Projektionsgeraten und in optischen Ein- 
richtungen zur Datenprojektion als Scheinwerfer und anderen 
Beleuchtungszwecken. 
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Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der &tr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben Ist 

'X* Verdflentlichung von besonderer Bedeutung: cfie beanspruchte Erfindung 
kann atlein aufgrund dieser Ver6frentllchung nicht als neu Oder auf 
erflnderischer Tatigkett beruhend betrachtet werden 

'Y* Veroftentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nk:ht als auf erflnderischer TSIIgkBit beruhend betrachtet 
werden. wenn die Verdflentlichung mB einer Oder mehreren anderen 
Ver&ffeniiichungen dieser Katagorie in Verblndung gebracht wird und 
diese Verblndung fQr einen Fadnmann naheliegend ist 

*&' Verdffenflichung. die Mitglied derselben PatentfamlDe is! 
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